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摘要(译)

本发明实施例提供了一种彩膜基板及其制作方法、显示装置，涉及显示
技术领域，可以解决显示面板的周边漏光问题，提高液晶显示设备的显
示质量。所述彩膜基板包括：透明基板，设置在所述透明基板上的黑矩
阵和彩膜，在所述彩膜基板的显示区域设置有显示区隔垫物，在所述彩
膜基板的非显示区域设置有至少一种边界隔垫物，其中，所述至少一种
边界隔垫物顶端到所述透明基板内表面的高度值均比所述显示区隔垫物
顶端到所述透明基板内表面的高度值大。
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